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Sposob wyrobu klisz zelatynowych.
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Wynalazek dotyczy sposobu wyrobu
klisz zelatynowych, ktéry polega na tem,
ze $wiatloczuta masa zelatynowa nalewa
si¢ na odpowiednie podloze; po wysusze-
niu masy rysunek kopjuje si¢ dzialaniem
$wiatla, poczem odbitke wywolywuje sie w
zimnej wodzie. W rezultacie otrzymuje
si¢ wypukly obraz wskutek pecznienia nie-
oéwietlonych czesci.

W celu uzyskania odciskéw z klisz ze-
latynowych, wytworzonych w ten sposéb,
konieczne jest utrzymywanie ich w stanie
wilgotnym, gdyz w stanie suchym wy-
puklosci nie zostalyby zachowane.

_ Wynalazek niniejszy usuwa t¢ niedo-
godnosé. W tym celu plyta zelatynowa
po naswietleniu i wywolaniu w zimnej
kapieli poddaje si¢ dzialaniu wyzszej tem-

peratury, dostosowanej do topliwosci ze-
latyny. Po tym zwyklym procesie susze-
nia plyty w ksztalcie cienkiej blony, wy-
pukloéé (reljew) pozostaje utrzymana, w
przeciwienistwie do znanego sposobu roz-.
puszczania zelatyny woda goraca, w kté-
rym cze$ci nieo$wietlone zostaja catkowi-
cie rozpuszczone, Suszenie mozna usku-
tecznia¢ np. zapomoca poddania oéwietlo-
nej i napecznialej kliszy zelatynowej dzia-
taniu goraca w piecu, wskutek czego nie-
oswietlone i napeczniale w zimnej wodzie
miejsca staja si¢ migkkie i po wysusze-
niu kurcza si¢ tak, ze w stosunku do bto-
ny zelatynowej o$wietlone miejsca przy-
padaja wyzej, zas nieoswietlone glebiej.

Otrzymanemi w ten sposéb plytami



zelatynowemi mozna sie postugiwa¢ na

podobienistwo klisz zwyktych.
Zastrzezenie patentowe,.

Sposéb wyrobu klisz zelatynowyich, zna-
mienny tem, ze o$wietlona i wywolana w
zimnej wodzie $wiattcczula plyta zelaty-
nowa zostaje zapomoca zwyklego procesu
ogrzewania wysuszona w ten sposéb, ze nie-

o$wietlone i napgczniale w zimnej wodzie
miejsca przypadaja glebiej, za$ oswietlo-
ne — wyzej, dzieki czemu wypuklosé po-
zostaje utrzymana w plytce zelatynowej
w stanie wysuszonym na wysokosci zdat-
nej do druku.

Heinrich Renck
Zastgpca: M. Skrzypkowski,

rzecznik patentowy.

Druk L Bogustawskiego, Warszawa.
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